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摘要(译)

一种液晶显示装置及其制造方法，能够提供均匀的液晶单元间隙。主密封件限定液晶注入区域。第一步覆盖补偿层设置在已经涂覆
有主密封的基板和主密封之间。多个虚设密封件布置在主密封件的外部。具有与第一级覆盖补偿层相同厚度的第二级覆盖补偿层设
置在其上布置有虚设密封的基板和虚设密封之间。因此，具有相同厚度的主密封和虚设密封产生均匀的液晶单元间隙。液晶显示装
置有利地通过采用四个或五个掩模的制造工艺制成。
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